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Przedmiotem wynalazku jest piec plazmowy,
oparty na zasadzie poruszajgcego sie po okregu
kola laminarnego strumienia plazmy, lub laminar-
nej kolumny plazmowej luku elektrycznego.

Zastosowanie strumienia plazmy o temperaturze
rzedu 4.000—10.000°K otwiera zupelnie nowe mo-
zliwo§ci w dziedzinie badain materiatéw zaroodpor-
nych, o wysokich temperaturach topnienia.

Bedacy przedmiotem wynalazku piec plazmowy
pracujacy w atmosferze ochronnej, np. w argonie
jest piecem laboratoryjnym o stosunkowo niewiel-
kiej objetoSci przestrzeni rzedu 1—2 dcms3, jednak-
Ze na opisanej zasadzie moga byé réwniez zbudo-
wane jednostki wieksze o przeznaczeniu przemy-
slowym.

Znane jest wykorzystanie bezpo$redniego dziala-
nia strumienia plazmy do topienia materialéw
o temperaturach topnienia powyzej 3.000°C. Nie-
wielkie prébki materiatéw zaroodpornych umiesz-
czano w strumieniu plazmy, topigc je lub przepro-
wadzajac z nimi odpowiednie reakcje chemiczne.
Proces nagrzewania materia}éw utrudniony byl
zazwyczaj przez dynamiczne oddzialywanie stru-
mienia (duza energia kinetyczna strumienia plaz-
my, wydmuchiwanie stopionego materiatu itp.). W
niektérych procesach technologicznych techniki ja-
drowej sposéb ten znalazt swoje zastosowanie, np.:
przy sferoidyzacji tlenkéw i weglikbw uranu, przy
syntezie weglika uranu i plutonu itd. Znane sa
réwniez piece plazmowe, w ktérych palnik plaz-
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mowy jest Zrédlem ciepta, w piecach tych palnik
plazmowy jest nieruchomy, a strumief plazmy
nagrzewa bezpoSrednio tygiel z materialem, przy
czym tygiel ten moze wykonywaé ruch obrotowy
woko6t swej osi. Slabg strong takiego rozwigzania
jest to, Zze obszar wysokich temperatur jest ogra-
niczony do obszaru strumienia plazmowego i ma-
terial nagrzewany poddany jest bezpoSredniemu
oddziatywaniu strumienia plazmy, a wiec samo
nagrzewanie materialu jest nier6wnomierne.

Celem wynalazku bylo opracowanie pieca plaz-
mowego, ktéry bylby pozbawiony wyzej wymie-
nionych wad i niedogodno$ci.

Cel ten zostal osiagniety przez mimoSrodowe
osadzenie palnika plazmowego na obracajgcej sie
pokrywie pieca, w wyniku czego dokola tygla wi-
ruje laminarny strumiefi plazmy zapewniajac ré-
wnomierne jego nagrzewanie i nie oddzialywujac
bezpof§rednio na wsad znajdujacy sie w tyglu. W
piecu tym mozna osiggngé temperatury znacznie
przzkraczajace 3.000°C.

Piec plazmowy wedlug wynalazku pokazano
przykladowo na rysunku, na ktérym fig. 1 przed-
stawia schematycznie piec plazmowy, fig. 2 widok
tego pieca z gbry, a fig. 3 odmiane pieca plazmo-
wego z pier§cieniowa anodas.

Zroédlem ciepla do nagrzewania tygla 7 umiesz-
czonego w komorze jest laminarny strumien plaz-
my 2 wyplywajacy z dyszla palnika plazmowego
1. Dla uzyskania mozliwie ré6wnomiernego pola
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temperatur, palnik plazmowy 1 wykonuje ruch po
okregu kota o promieniu R zatoczonym ze $rodka
tygla 7. Laminarny strumien plazmy 2 przeplywa
wzdluz tworzacej walca o promieniu R réwnomier-
nie nagrzewajac tygiel 7. Wprawianie palnika pla-
zmowego. w ruch po okregu zrealizowano przez
mimoSrodowe umieszczenie go na obracajacej sie
pokrywie 4 napedzanej silnikiem 3. Promien R tzn.
odleglo§é palnika od osi przebiegajacej przez Sro-
dek tygla, mozna regulowaé za pomoca mimo$rodu
5. Wodzidla 10 zapobiega obrotowi plazmotronu 1
woko6l wlasnej osi. Tygiel 7 umieszczony jest na
pionowo przesuwnym wsporniku 12 umozliwiajg-
cym zmiane odlegloéci (H) tygla (7) od pokrywy.
Do zmiany odleglo$ci H stuzy mechanizm 9. Regu-
lacja temperatury w tyglu 7 odbywaé sie¢ moze w
czasie trwania procesu nagrzewania w duzym za-
kresie przez: zmiane mocy doprowadzonej do pal-
nika plazmowego 1, zmiane odlegloSci H tygla 7
od pokrywy, zmiane wielko§ci promienia R, oraz
przez zmiane predko$ci obrotowej pokrywy 4.

W odmianie konstrukcyjnej pieca plazmowego
przedstawionej. na fig. 3 rysunku, Zrédlem ciepta
jest laminarna kolumna plazmowa luku elektryci-
nego 11, jarzacego sie miedzy katoda palnika 1,
a chlodzonym pierseieniem 8, umieszczonym na
wsporniku 12 tygla 7 stanowigcym anode. Rozwig-
zanie to daje korzystniejsze warunki pracy i umo-
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zliwia uzyskanie jeszcze wyzszych temperatur w
tyglu 7, niz w rozwigzaniu poprzednim. W odmia-
nie tej palnik plazmowy 1 réwniez porusza sig
po okregu kola o promieniu R, zakre§lonym ze
S§rodka tygla 7 (0§ pionowa pieca), za§ kolumna
plazmowa luku elektrycznego 11 wirujgc dookota
tygla 7 nagrzewa go réwnomiernie.

Zastrzezenia patentowe

1. Piec plazmowy skladajgcy sie z tygla umiesz-
czonego w komorze oraz palnika plazmowego
wytwarzajacego strumien plazmy o wysokiej
temperaturze, znamienny tym, ze posiada osa-
dzong obrotowo pokrywe (4), na ktérej umiesz-
czony jest mimos$rodowo, w nastawnej odle-
gloSci od osi tygla (7) palnik plazmowy (1), przy
czym tygiel (7) umieszczony jest na pionowo
przesuwnym wsporniku (12) umozliwiajacym
zmiane odlegloSci (H) tygla (7) od pokrywy
pieca.

2. Piec plazmowy wedlug zastrzezenia 1, zna-
mienny tym, ze posiada chlodzone pier§cienie
(8) umieszczone na wsporniku (@A2) tygla (7),
przy czym luk plazmowy wytworzony zostaje
miedzy katods palnika plazmowego (1), a pier§-
cieniem (8) stanowigcym anode.
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